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Zeiss lkon Aktiengesellschaft
(Drezno, Niemcy).

Odlegtosciomierz lustrzany z celownikiem.

Zgloszono 13 stycznia 1934 r.
Udzielono 26 kwielnia 1935 r.
Picrwszenstwo: 25 stycznia 1933 r. (Niemcy).

Przedmiotem wynalazku jest celownik,
polaczony z odleglosciomierzem lustrzanym.
Celownik moze byé umieszczony albo w
polu widzenia odleglosciomierza, albo na-
zewnatrz tego pola, przytem w ostonie lub
na oslonie odleglosciomierza. Jak wiadomo,
celowniki, polaczone z odleglosciomierza-
mi, posiadaja te wade, ze w nich blad pa-
ralaksy nie jest wyréwnany. Jest to duza
wada, zwlaszcza przy zdjeciach zbliska, po-
niewaz celownik nie oddaje dokladnie wy-
cinka obrazu, podlegajacego zdjeciu.

Zgodnie z wynalazkiem, wada powyz-
sza jest usunieta w celownikach, potaczo-
nych z odleglosciomierzami, w ten sposéb,
ze jednocze$nie z nastawianiem odleglosci

zmieniany jest kierunek celownika, odpo-
wiednio do kazdorazowo nastawionej odle-
glosci. Wynik ten mozna osiagnaé albo
przez nachylenie calej oslony odlegtoscio-
mierza przy nastawianiu odleglosci, albo
przez odpowiednie przestawienie okularuy,
znajdujacego sie przed celownikiem.
Przedmiot wynalazku jest przedstawio-
ny na rysunku w dwéch przykladach wy-
konania. Fig. 1 i 2 przedstawiaja posta¢
wykonania wynalazku, w ktérej przy na-
stawianiu odleglosci przestawiana jest cala
oslona odlegtosciomierza tacznie ze znaj-
dujacym si¢ w niej celownikiem, umieszczo-
nym wspolosiowo z odleglosciomierzem. Cy-
fry 11 2 oznaczaja obydwa lustra odlegto-



éciomierza. Lustro 2 jest przestawiane
krzywka 3, uruchomiana zapomoca guzika
nastawczego 4. Ostona 5 odleglosciomierza,
w ktoérej znajduja si¢ narzady optyczne,
jest osadzona na osi 6 tak, ze daje sie na-
chyla¢. Na osi nastawczej odleglosciomie-
rza zamocowana jest krzywka 7, ktéra pod
dzialaniem sprezyny 9, przesuwajacej osto-
ne odleglosciomierza do gory, slizga sie po
wystepie 8. Na osi wziernej 10 odlegtoscio-
mierza osadzony jest jednoczesnie celow-
nik 12,

Fig. 3 i 4 przedstawiajg posta¢ wykona-
nia, w ktérej przy nastawianiu odleglosci
przez jednoczesne przesuwanie okularu 17
zmieniany jest kierunek linji wzroku, prze-
chodzacej przez celownik 172. Oslona 5
odleglosciomierza zachowuje w tym przy-
padku swe stale polozenie. Okular 11 jest
umieszczony na koricu dzwigni 13, ktéra
jest osadzona na osi 14 tak, ze moze sie
wychyla¢. DZwignia powyzsza jest rozrza-
dzana krzywka 7 podczas nastawiania odle-
glosciomierza. Przestawianie krzywki, stu-
zgcej do nastawiania okularu, jak réwniez
nastawianie odleglosciomierza sg uskutecz-
niane zapomocg guzika nastawczego.

Zastrzezenia patentowe.

1. Odleglosciomierz lustrzany z ce-
lownikiem do aparatéw fotograficznych,
znamienny tem, ze jest zaopatrzony w u-
rzadzenie, zmieniajace samoczynnie kieru-
nek linji wzroku celownika odpowiednio do
kazdorazowo nastawionej odleglosci.

2. Odleglosciomierz wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, zZe oslona (5) odlegloscio-
mierza jest osadzona przechylnie na osi
(6), przyczem przechylanie ostony jest ste-
rowane krzywka (7), osadzona na jednej
osi z krzywka rozrzadcza (3) odlegtoscio-
mierza.

3. Odlegtosciomierz wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze okular (11) celownika
jest osadzony przechylnie na 'dZwigni (13),
sterowanej krzywka (7), osadzona na jed-
nej osi z krzywka rozrzadcza (3) odlegto-
$ciomierza.

Zeiss Ikon
Aktiengesellschaft.
Zastepca: Inz. M. Brokman,

rzecznik patentowy.
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